This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



bundesrepublik @ Patentschrif t 

DEUTSCHLAND & Q£ 27 43 979 C 3 



@ Im.CI. 3 : 
C 09 J 7/02 





DEUTSCHES 
PATENTARST 



@ Aktenzetchen: 

@ Anmeldetag: 

@ OHenlegungstag: 

@ fiekanntmachungstag: 

@ Veroffentlichungstag: 



@ Patentinhsber 

Beiersdorf AG. 2000 Hamburg. DE 




P 27 43 979.B-43 
30. 9.77 

5. 4.79 

6.11.80 
10. 9.B1 



Erftnder: 

Guse. Gunter. Dipl.-Chem. Dr.; Lukat. Ernst. 2000 Hamburg. 
DE: Schulte, Dietrich^Dipl.-ChernJDr,. 20B0 Pinneberg. DE 
iwhan, Peter, Chau-log.gral, 2DtD Kaiurg 

Entgegenhaltungen: 



3 

cs 
u 

a 



DE-OS 
DE-OS 



24 43 414 
20 31 706 



r Herstellung von 
i Proch*kl*n 



nut einef SelbBtklobemass* auf Basift vornotxter Polyacrylsfiure-Darivate 



CO 

O 

3 

CM 
til 

Q 



BUMDrsosur.m nn nrmiN 07 n uonitm 



I 



27 43 979 



2 



Paienianspruchc; 



L Verfahren zur Herstellung von mil einer 
SelDstklebemasse auf Basis vernetzier Polyacrykau- » 
re-Derivate beschichteten Produkten durch Einpo- 
lymerisation eines Photoiniliators in die Klebemasse 
und anschlieBende Vernetzung auf demTragermate- 
rial durch kurzfristige UV-Bestrahlung, da durch 
gekennzeichnel, daQ als Phoioinitiator 0,01 iu 



bis i> Gew.-% Benzoinacrylat oder -methacrylat in 
die Selbstklebemasse. cinpolymcrisiert werden. 

Z Verfahren nach Anspruch 1. dadurch geker.n- 
zeichnet, dafl 0,1 bis 2 Gew.-% Benzoinaurylai oder 
-methacrylat in die Selbstklebemasse einpulymeri- 
sicrt werden. 



" Die Erfindung betriffi ein Verfahren zur Herstellung 
von mil einer Selbstklebemasse auf Basis vernetzter 
Polyacrylsaure-Derivate beschichteten Produkten, ins- 
besondere Bandern oder Bahnen, durch Einpolymerisa- 
tion eines Photoinitiators in die Klebemasse und 
anschlieBende Vernetzung auf dem Tragcrmaterial 
durch kurzfristige UV-Besirahlung. 

Es ist seii langem bekannt, daB olcfinisch ungesfittigte 
Monomere in Gegenwarl von Scnsibilisaioren durch 
UV-Bestrahlung zur Polymerisation angeregl werden 
kGnnea Ferner ist bekannt, daB Polymcre nach 
Zumischung von Photosensibilisatoren durch UV-Slrah- 
lung vernetzi werden k6nnen. SchlieBIich ist auch 
bereits vorgeschlagen worden, bestimmte Photosensibi- 
lisatoren in Polymere chemisch cinzubauen und zu siark 
vernetzten, nichtklcbenden Produkten auszuhSrtcn. 

In der DE-OS 24 43 414 wurde erstmal ein Verfahren 
zur Herstellung von selbstklebend ausgerflstetcn Pro- 
dukten beschrieben, dercn Klebemassen einpolymeri- 
siertc Photosensibilisatoren enthalten und durch UV- 
Bestrahlung nur in dem MaBc verneizt werden kdnncn, 
wie es fOr Selbstklebemasscn wQnschcnsweri ist. Als 
polymerisaiionsfahige Photosensibilisatoren werden 
dabei Aery!- oder Methacrylsaure-[(2-alkoxy-2-phenyl- 
2-benzoyl)-athyl]esier verwendet Diese Verbindungcn 
sind zwar TUr ein derartiges Verfahren geeignel. aber sie 
sind nicht ganz leicht zuganglich. Sie mflsscn in 
mehrsiunger Synthese mil retativ schlechter Ausbcute 
(ca. 60% bczogen auf das cingesetzie Benzoin) 
dargestellt werden. was ihrer groBtechnischcn Verwen- 
dung naturgemaB entgegenstehL 

Somit bestand groBes Interesse an eincm Verfahren, 
bei dem leicht zugSnglichc polymerisaiionsfahige 
Photosensibilisatoren in selbslklebende Polymcre auf 
Polyacrylat- Basis chemisch eingebaut und diese Poly- 
mercn durch UV-Strahlung vernetzi werden. 

Gelosi wird diete Aufgabc durch ein Verfahren zur 
Herstellung von mil einer Selbstklebemasse uuf Basis 
vernetzter PolyacrylsSure-Dcnvaie beschichteten Pro- 
dukten durch Einpolymerisation eines Photoinitiators in 
die Klebemasse und anschlieBende Vernetzung auf dem 
Tragermaterial durch kurzfristige UV-Bestrahlung. das 
dadurch gekennzcichnet ist, daB als Phoioinitiator 0,01 
bis 5 Gew.-% Benzoinacrylat oder -methacrytot in die 
Selbstklebemasse einpolymerisiert werden. 

Benzoinacrylat und -methacrylat warcn an sich 
bekannt. (Y. Kurusu u. a. Kogyo Kagaku Zasshi 70 
[1967], 593-98; C. A. 68 [1968} 4U 151.) I;s hat auch 
cinigc Versuche gegeben, diese Verbindungcn zu 
polymcrisiercn oder zu copolymerisiercn, um daraus 
lichtempfindliche Polymcre zur Erzeugung von harten. 



hoch vernetzten Schichten, wie sie fOr Druckplatten, 
gedruckie Schaltungen u. a. bendtigt werden, herzustel- 
len (Japan. P. 7011915 [CA. 73 [I970J 46 215]; 
70 34 705 [C A 75 [1S71} 28 262]; 74 19 163 [C A. 82 
[1975J1 18 231]). 

Es war jedoch nicht zu erwarten,daB Copolymere mit 
Benzoinacrylat und -methacrylat durch UV-Bestrahlung 

y, in diejenigen VernetzungszustSnde uberfQhrt werden 
kdnnen, die typisch fOr Selbstklebemassen sind. d. h. also 
in den Zusund einer weitmaschigen, gegen Nachvernet- 
zung stabilen JCeltenverknQpfung. 
Die Darstelhjng von Benzoinacrylat und -methacrylat 

jo erfolgt durch Umsetzung von Benzoin mil dem 
entsprechenden SSurechlorid in Dichlormethan und in 
Gegenwarl von Triaihylamin. Nach Umkristallisieren 
aus einem Benzin (60-95°C)/Benzol-Gemisch (5:1) 
ergibt sich cine Ausbeute von etwa 90% Benzoinacrylat 

r, bezogen auf das eingesetzte Benzoia Die Ausbeute liegt 
also erheblich hoher als bei den Photosensibilisatoren 
nach DE-OS 24 43 414. Ferner zeigen die erfindungsge- 
maBen Sensibilisatoren eine hcllerc Farbe als jene und 
lassen sich leichter rcinigen, da sie gut kristallisicrcn. 

4ii SchlieBIich ergab sich, daB Benzoinacrylat und -meth- 
acrylat ohne jedc Schwierigkeit in Mengen bis zu 5 
Gew.-<Vb einpolymerisiert werden konnen, wahrend dies 
bei den Sensibilisatoren nach DE-OS 24 43 414 zwar 
mdglich ist. aber doch ganz besonderer Sorgfali 

4i bedarf. 

Die Copolymcrisaiion von Benzoinacrylat und 
•methacrylat mil den . weiteren, die Klebemasse 
bildenden Monomeren kann nach den ublichcn Verfah- 
ren der Block-, Ldsungs- oder Emulsionspolymerisation 
">u durchgefOhrt werden. Untcr den weiteren ungcsMiigien 
Monomeren sind hier solche zu verstehen, die 
erfahrungsgemaB selbslklebende Polymerisate ergeben, 
wie die Acryl- und Methacrylsfiurcestcr von Gr bis 
Ci2-Alkanolcn. MaleinsSurc- oder Fumarsaure-mono- 
v, oder -di-esicr von O- bis CirAlkanolen sowic 
Vinylestcr von Ca- bis Cu-Feiisluren. In geringeren 
Mcngcn (bis etwa 40 Gew.-%) konnen Acryl- und 
Methacrylsaurcesier von d- und CrAlkanolen oder 
von heterocyclischcn Alkoholcn (wie TelrahyUrofurfu- 
h» rylalkohol). Vinylester von Cr bis CVKeltsauren, 
Vinylaromaten (wic Styrol) oder Vinylheterocyclen (wie 
N-Vinylpyrrolidon) einpolymerisiert werden. jeweils 
cin/cln oder im Gcmisch. Ferner lassen sich Comono- 
mere mil reaktiven Grunpen in Anteilen bis zu elwa 10 
h\ Gew.% einbauen. z. B. ungesauigie Sauren (Acryl-. 
Mcthacryk Mulcin-. Fumarsaurc), ungesSluVie Amide 
(Acryl- und Methacrylamid sowie ihre Mel h viol vcrbm- 
dungen und deren Alhcr). ungesauigie Niirile (Acryl- 
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und Meihacrylnitril), Hydroxy- und Epoxyalkyl-acrylalc 
bzw. -melhacrylate (Hydroxyaibylacrylai, Glycidyl- 
methacrylat). SchlieBlich kdnnen noch klcine Mengen 
(bis etwa 0,5 Gew.-%) an Verbindungen mil mehreren 
Doppelbindungen copolymerisiert werden, wic z. B. * 
ButandioKMJ-bisacrylat 

Der Anieil des Photoinitiator-Monomeren, bezogen 
auf das gesamte Monomergemisch, sollle zwischen et wa 
0,01 und 5 Gew.-W liegen, vorzugsweise. zwiscr n 0.1 
und 2 Gew.-%. Auch dann. wenn die erfindungsgem§- 10 
Ben Copolymeren mil modifizierenden ZusStzen wie 
Klebharzen. Weichmachern oder FQllstoffcn abge- 
mischt werden, sollien diese Grenzen. bezogen auf die 
Gesamtmischung, eingehalten werden. 

Da die Klebemassen lagerbestSndig sind und keiner is 
Abmischung mit reaktiven Vernelzungsmitleln oder 
-katalysatoren bedflrfen, entfallt das Problem der 
begrenzten TopfzeiL 

Die Copolymerisate bzw. ihre modifizierte Abmi- 
schungen sind von bemerkenswerier ihermischer 20 
StabiliiatSie kfinnen auf Temperaturen bis etwa 200° C 
erwfirmt werden, ohne daB vorzeitige Vernetzung 
eintritt oder die Phoioinitiaiorwirkung verlorengeht, 
d sie kOnnen bei entsprechender Zusammensetzung 
auch direkt aus der Schmelze vor der Beslrahlung 23 
verarbeitet werden. 

Zur Herstellung der selbsiklebend ausgerOsteten 
Produkte, vorzugsweise Klebebfinder, werden die 
Klebmassen bzw. ihre Ldsungen oder Emulsionen in 
bekannter Weise auf die fiachenf6rmigen Tragcrmate- m 
rialien, die mit Vorstrich und/oder klebsioffabweisender 
ROckseitenbeschichtung verschen sein konnen, aufge- 
bracht Auch das indirekie Streichverrahren, dh. 
Auftragen auf klebstoffabweisend bcschichteic Zwi- 
schentrager, Trocknen und Obertragen auf den n 
gewQnschten Trfiger. ist mdglich. Dieses Oberiragcn 
kann vor oder nach der UV-Beslrahlung vorgenommen 
werden: 

Die gegcbenenfalls vorhandenen flUchtigen Bestand- 
teile, also Losungsmitlel oder Wasscr. werden nach dem 4n 
Ausstreichen bei Temperaturen zwischen Raumiempe- 
ratur und etwa 150 6 C abgedampfL 

Die UV-Bcstrahlung kann anschlieBend oder, Tails 
gewunscht nach Aufrollen. Zwischcnlagerung und 
erneutem Abrollen des beschichteten Tragcrs vorgc- 4-. 
nommen werden. Sie erfolgt in einem Kanal, der von der 
Materialbahn durchlaufen wird und auBcr der nutwendi- 
gen Abschirmung der UV-Streusirah!ung kcinerlci 
aufwendige Bauelemcnte wie KQhleinrichtiingcn oder 
einen weitgehend gasdichtcn AbschluB gegen die w 
Atmosphftre aufzuweisen braucht, ±K es kann in 
Gegenwart von Luflsauerstoff bestrahll werden. Die 
UV-Strahlcr, vorzugsweise Quccksilber-Hochdruck- 
brenner. befinden sich im Kanal. Der StrahlungsfluB 
dieser Hochdruckstrahler hat ein starkes Nebcnmaxi- 
mum urn 250 nm, abgestimmt auf die Hauptabsorption 
der verwendelen einpolymerisicrten Photoinitiatoren, 
die bei 248 nm liegt. Bei ciner Lflnge der UV-Strecke 
von 60 cm und 15 bis 25 cm Abstand zwischen Strahler 
und Bahn genQgt eine Verweilzeit von I bis 2 Sekundcn 
im Sirahlungsfeld urn eine ausreichendc Vernetzung zu 
crzeugen. d K der Knnal kann mil ciner Gcschwindig- 
keit bis zu 36 m/min durchfahrcn werden. Es lasj.cn sich 
auch habere Fahrgeschwindigkciicn durch VcrlSngc- 
rungder UV-Strecke leichi rcalisiercn. 

Die Erfindung wird nachstchend durch Bcispicle 
nfiher erlftuten wobei die folgcndcn Prflfmethoden 
angewendet wurden. 
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Polymerisaiausbeute: 

Berechnung aus dem Festkorpergehalt der Po- 
lymerlSsungen. der durch Abdampfen aller flflchti- 
gen Bestandteile binnen 2 Stunden bei 120°C 
ermittelt wurde. 

Reduzierte Viskosit§t flip«/c 
(ein M&fi fur den Polymerisationsgrad): 

bestimmt nach den ublichen Methoden der 
Kapillarviskosimetrie (in Vogel-Ossag-Viskosime- 
tern). Geme&sen wurden die Ldsungen von 1 g 
Polymer in 1 00 ml Toluol bei 25° C 

Klebkrafl: 

es wurden 20 mm breite Streifen des Prufmateriajs 
auf geschliffene und entfettete Platten aus rostfrei- 
em Stahl geklebt und fQnfmal mit einer belasteten 
Walze hin und her uberrollt (2 kg/cm Bandbreite, 
Geschwindigkeit: 10 m/min). Der Prufstreifen wur- 
de in einer Zugprufmaschine von der Stahlplatte 
abgezogen und die dabei gemessene Kraft in 
Newton/cm Bandbreite angegeben (Abzugswinkel: 
1 80°, Geschwindigkeit: 30 cm/min). 

Scherstandzeit:' 

es wurde ein etwa 15 cm langer und 13 mm breiter 
Streifen auf eine geschliffene und entfettete Platte 
aus rostfretem Stahl so aufgeklebt, daB eine L&nge 
von 20 mm auflag. Der Streifen wurde durch 
zweimaliges langsames Hin- und Herrollen mit 
einer 2 kg schweren Rolle angedrflckt, das freic 
Ende des Streifens dann bei senkrechter Aufhan- 
gung mit einem Gewicht von 500 bzw. lOOOg 
bclastet Die Prflfung wurde bei den jeweils 
angegebenen Temperaturen ausgefuhrt und die 
Zeil bis zum Abfallcn des Streifens in Minuten 
angegeben. 

Gelanteil: 

Proben von etwa 0,15 g Polymer wurden, ggf. mit 
der Tr&gerfolie, in Bcutel aus Polyathylcn-VIics 
etngeschweiBl und 24 Stunden mit Toluol extra- 
hiert Der unldsliche Anleil blieb im Beutcj und 
wurde nach Trocknung zuruckgewogen. Gcwichts- 
verluste des Vlicscs und der Tragerfclie wurden 
ggf.als Blindwerl berOcksichtigt. 

Beispiel 1 
und Vcrglcichsbeispieie 1 bis 3 

Die Polymerlsationsansatze bestanden aus 60 
Gew.-% der nachsiehend genannten Monomergemi- 
sche und 40 Gcw.-<ft L6sungsmittcl (Benzin 60-95°C7 
Aceton im GewichtsverhSltnis 2 : \\ Die Losungen 
vi wurden in ublichen ReaktionsgefaBen aus Glas oder 
Stahl (mit ROckfluBkOhler. ROhrer, Thermometer und 
Gascinleitrohr) zunSchst durch SpQlen mit Slickstoff 
von Sauerstoff befreit und zum Sicden erwarmt. Durch 
Zusatz von 0.3 Gcw.-% Dibenzoylperoxid (mil 20% 
hit Wasser phlegmatisicrt) wurde die Polymerisation 
ausgeldsL WShrcnd der Polymerise lionszeit von etwa 
20 Stunden wurde je nach Viskosiiat — gegebenenfalls 
mchrmals — mit weiicrem Losungsmiuel verdiinnt. so 
daB die fertigen Polymerldsungen Fcststoffgchnlic von 
m ciwa 30 bis 35 Gcw.-% aufwiescn. 

Die Mnnnmcrzusammensetzung in alien folgcndcn 
Tabellen sind in Gew.-% angegeben. jeweils bezogen 
auf die Gcsamlmcngc der eingesct/icn Monomeren. 
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Beispiel E 



VcrgL-Bsp. I 



VcrgL-Bsp, 2 



Vergl.-Bsp. 3 



BenzoinacrylaL 

[(2-Athoxy-2-phenyI-2-benzoyl)- 
alhylj-acrylat 

2-AlhyIhexylacrylal 

Memylacrylat 

Acrylsaure 

Polymerisatausbeutc 

(% der einges. Monomeren) 

/i^/r(dl/g) • " ' 



0,4! copoly- 
nierisicrt 



73,59 
20 
6 



97,2 
1,319 



74 
20 
6 

97.7 
1,210 



0,43 zuge- 
inischt 



74 
20 
6 



97,7 
1,210 



OS copoly- 
merisiert 

73,5 
20 
6 

91,6 
0,966 



Diese Copolymerldsungen (b2w. bei VgL-Bsp. 2 die 
Abmischung) wurden auf Polyathylenterephthalat-Fo- 
lien von 25 u. Starke gestrichen und die flOchiigen 
Anteile bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur 
und 70° C abgedampft Ohne SauerstoffausschluB wurde 
mit eihem Quecksiiber-Hochdruckbrenner (Typ Hanau 
Q1200, AnschluBleistung 0,9 kW. 20 cm Absiand) 
besirahlL 



Beispiel Vgl.- VgL- Vgl.. 
1 Bsp. 1 Bsp. 2 Bsp. 3 



Austragsmenee, 
trocken (g/nv) 



25 



20 



Klebkrafl (N/cm) 



Scherstandzeit 
(min) 22 C, 
lOOOg 
unbestrahil 
beslrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 



45 22 



253 
>1200 
>1200 
>1200 
>1200 



23 
18 
20 
27 
66 



29 



22 

20 
16 
18 
31 
84 



20 



unbestrahil 


3,80 


3,60 


3,20 


3,80 


bcstrahlt 










2 sec 


3,40 


3,40 


3,50 


2,65 


4 sec 


3,20 


3,50 


3,30 


2,50 


7 sec 


3,05 


3,45 


3,40 


2,30 


10 sec 


2,90 


3,40 


3,50 


2,05 


20 sec 


2,75 


3,50 


3,45 


2,10 



25 

344 
>1200 
>1200 
>1200 
>1200 



X) 



35 



40 



45 



Beispiel 
I 



Vgl.- 
Bsp. 1 



Vgl.- 



Scherstandzeit 
« (min) 70 C, 
500 g 
unbeslrahlt 
beslrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 

Gclgehalt 
(Gew.-%) 
unbestrahil 
bestrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 



26 
267 
>1200 
>1200 
>1200 



3,7 
41,6 
40,3 
58,0 
71,7 



9 
8 

10 
9 

12 



9 
8 
9 
9 
18 



0 
0 
0 

0,6 
1,7 



VgL- 
Bsp. 3 



46 

307 
>1200 
>1200 
>1200 



3,7 
37,7 
47,4 
63,6 
75,8 



Die Messungen zeigen: 

Wird kein Photosensibilisator eingesetzt, so bleibt die 
so UV-Bestrahlung fast ohne Wirkung (Vergleichsbeispiel 

Wlrd Benzoinacrylat in gleicher Menge wie bei 
Beispiel t verwendet, aber nlcht einpolymerisiert, 
sondern dem fertigen Polymeren nur zugemischt, so ist 

55 ebenfalls nur eine fluBerst schwache Wirkung der 
Bestrahlung festzustellen (Vergleichsbeispiel 2). 

Beim Vergleichsbeipiel 3 wurde einer der Photosensi- 
bilisatoren nach DE-OS 24 43 414 in molar gleicher 
Menge einpolymerisiert Es zeigte sich, daB die leichter 

to zugftnglichen Sensibilisatoren der voriiegenden Erfin- 
dung jenen gleichwertig sind. 



Beispieie 2 bis 5 

Die folgenden Copolymeren wurden gemaB Beispiel 1 hergestellt und geprOft Die Bestrahlung erfolgte 
ebenfalls mit einem Quecksilber-Hochdnjckbreni. Hanau Q 1 200 bei 20 cm Abstand. 
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Rcispicl 
2 


3 


4 


5 


Benzoinacrylat*) 


1 


1 


1 


0,4 


2-Athylhexylacrylat 


38 


38 


38 


88.6 


n-Butylacrylat 


38 


38 


38 




Methylacrvlat 


20 


20 


20 


- 


Tetrahydrofurfury Imethac rylat 


- 


- 


- 


5 


Hydroxyathylacrylat 


3 


- 


- 


- 


Acryiamid 


- 


3 


- 


- 


N-Mcthylolacrylamid 


— 


- 


3 


- 


Acrylsaure 


- 


- 


- 


6 


Polymerisalausbeute 


92.4 


92,6 


95,4 


100 


(% der einges. Monomcrcn) 






(dl/g) 


3.772 


2,005 


3,304 • 


'1,278 


Auflragsmengc irockcn (g/m J ) 


24 


25 


23 


28 


KlcbkraO (N/cm) 










unbestrahlt 


3,20 


3,30 


3,20 


4,00 


bestrahlt 










2 sec 


2,90 


340 


3,15 


3,10 


4 sec 


2,70 


3,00 


3,00 


3,15 


7 sec 


2,50 


2.90 


2,85 


2,90 


10 sec 


2-20 


2J5 


2.65 


2,65 



Scherstandzeit (min) 22 C. 1000 g 
unbestrahll 14 44 23 30 

beslrahlt 



2 sec 


42 


60 


31 


88 


4 sec 


188 


108 


118 


492 


7 sec 


>I200 


246 


392 


>1200 


10 sec 


>I200 


>3500 


1391 


>1200 



*)Fp. 106 C; R f «039 (Kiesclgel-Feitigplatle, Cyclohcxan/Essigcsier 2:l>; UV-Spektnmr 
248 nm (stark), 280 und 315 nm (sehr schwach). 



Beispiel 6 

Das folgende Copolymere wurde gem SB Beispiel 1 
hergestellt und geprflft Nach dem Ausstreichen auf eme 45 
Polyithylenierephthalat-Folie und Trocknen bei 70° C 
wurden die Schtchten mil verschiedenen Quecksilber- 
Hocbdruckbren nem bestrahlL 



Benzoinacrylat 

2-Athylhexylacryiat 

n-Butylacrylat 

Methylaoylat 

N-VmyipyTTolidon 

Pbrymerisatausbeute 



1.0Gew.-% 
443 Gew.-% 
193 Gew.-% 
?0.0 Gew.-% 
15,0Gew.-<H> 
96,4% der 
einges. Monomeren 
1382 dl/g 





Bcstrahlung mil 






Hanau Q 1200 


Philips HTQ7 




0,9 kW 


4X2 kW 




20 cm Abstand 


24 cm Abstand 


Auftragsmenge trocken 


26 


25 


(g/m 2 ) 







55 



bO 



65 





Bcstrahlung mil 






Hanau Q 1200 
0,9 kW 


Philips HTQ7 
4X2 kW 




20 cm Abstand 


24 cm Abstand 


Klebkrafl (N/cm) 
unbestrahll 


335 


3,70 


bestrahlt 






2 sec 


3.80 


4,80 


4 sec 


3.95 


4,45 


7 sec 


3.80 




10 sec 


3.65 




20 sec 


3.60 




Scherstandzeit (min) 
22 C, lOOOg 
un beslrahlt 


20 


24 


bestrahlt 






2 sec 


28 


>6 500 


4 sec 


42 


>6500 


7 sec 


91 




10 sec 


1096 




20 sec * 


>15000 





130 237/207 



UelgcliL'll 
(Ucw.-%) 

unbcsiruhll 

bcslruhll 

2 sec 

.4 sec 

20 see 
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HcMruhlung mil 

Ihmau Q I21IU Philips IIIQ7 

II.UW 4<2kW 

20cm Ahstund 24 cm AbsUnd 



U 

83,8 
87,0 



64,5 



Das so hergestellic Klcbeband eigne! sich hcrvnrra- 
gend fQr Elektroisolierzwecke. Folgende Wene wurtlcn 
gemessen: 

Durchschlagsspannung ( VDE 0303) 7.4 kV 
indirekte elekirolytische Korrosion 
(ASTM D 1000-55 T) 



Korrosionsfaklor 
{ASTM D 1000-48 T) 
Korrosionskcnnwerl 
(VDE 034a Tell 1) 



mhos 
1.0 

A- 1.0 



2H 



10 

lie 
7 



i>picl 



Schcrsumri/cil (mini 
22 i\ UMKIg 

unbcsiruhll 12 
bcslruhll 
2 sec 39 
4 sec 320 
7 sec >I2C»! 
•) Auf cloucrtcm Aluminium. 



nichl 
gemessen 



Dicie Copolymercn warden nur a us ungesaiiigien 
Estern, d. h. ohne Mitvcrwendung von Monomeren, mil 
reaktiven Cruppcn ht.rgestcllt Dies isi besonders 
voncilhaft, wenn geringe Klebkrafte angesircbi war- 
den, wie sie beispielsweise fur groGflachige Abdeckfo- 
iien erwunsehl sind zum vorubergehenden Schuiz 
cmpfindlicher Obcrflachen, von denen das Abdcckmale- 
rial ruckstandfrci abzichbar scin muQ. Die Klcbkraftdes 
Copolymercn gem. Bcispicl 8 auf eloxieriem Aluminium 
stieg nur auf 0.60 N/cm an. wenn der Prufstreifen I 
Wochc bei 40* C auf der PrOf plane gelagen worden 
war. 



BeispieJe 7und8 

Die folgenden Copolymeren wurden gemaQ Bcispiel 
1 hergestelh und gepriifL Die Bestrahlung erfolgie 
wiederum mil einer Hanau Q 1 200 bei 20 cm Absiand 

Bcispicl 

7 8 



Beispielc 9 und 10 

Die folgenden Copolymeren wurden gemaB Beispiel 
I hergestelh. jedoch mil folgenden Abweichungen bei 
Bcispiel 9: Losungsmittel Benzin 60-95°C/Acelon im 
Gewichlsverhfiltnis I : 2,4, Verdunnungen nur mil 
Benzin 60-95°C Dibenzoylperoxid 0,4% (nacheinan- 
der in drei Zugaben von 0,1. 0,1 und 0.2% zugefugt). 



Benzoinacrylal 

2-Alhy!hexylacrylal 

n-Buiylacrylal 

Meihylucrylul 

1,4-Butan- 

diolbisacrylal 

Polymcrisaiausbcutc 
(% der cinges. Mono- 
meren) 

/i^.fdl/g) 

Aufirugsmengc irocken 
(g/m : ) 

KJcbkmft (N/cm) 
unbesirahll 
hcsirahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 



1 

38,95 
30 
30 
0,05 

87,6 



3,899 



20 aur Poly- 

cstcrfolie 

25-t 



2,40 

205 
2,15 
2,05 



79 
20 



¥4,7 



Z8I0 



41 



5 auf 

Weich-PVC- 
Kolie 100 a 



0,20*) 



Bcispiel 
9 



(U0*> 



Benzoinacrylal 

2-Aihylhexyl- 

acrylat 

Vl n-Butylacrylal 
Glycidylmcth- 
acrylal 
Acrylsiiurc 

Pnlymerisataus- 
bcute (% der 
cinges. Mono- 
meren) 

"* V< <dl/g) 

Bcsirahlung mil 



Auflragsmen^e 
irocken (g/nr) 



0,1 
49 

4R,9 
2 



KK J 



3,304 



Philips IITQ 7 

4X2 kW 

20 cm Absiand 



10 



0,86 
93,14 



6 

100 



0,943 



Hanau Q 1200 
0,9 kW 

20cm Absiand 



43 auf 50 auf 

Viscoscvlies Polyathylcn- 
52 g/m 2 . folic 7()a 



II 



27 43 979 



12 



hnrlscl/unc 



Beispiel 
9 



10 



Klcbkraft(N/cm) 



Polymcrisalausbcute 

(% der einges. Monomercn) . 9b.6 

Wc 1.052 cll/g 

Auriragsmenge 27 g/ni- 

Trocknung 24 h bci RT und 
anschlicOcnd: 



unbestrahlt 


1.74 




4,05 








5 min 


5 min 


5 min 


bcslrahlt 


U54 






in 






70 c 


100 C 


130 C 


3 sec 


















4 sec 


1,52 








Klebkrutt(N/cm> 










5 sec 


1,48 








unbestrahlt 


3,75 


3,40 


4,00 


3,50 


7 sec 






3,85 


ii 


bestrahlt 










20 sec 






3,45 


2 sec 
4 sec 


3,50 
3,20 


3,00 
2,80 


3,30 
3,00 


3,30 
3,05 


Scherstandzeit 
(min) 22 C, lOOOg 










7 sec 


2,90 


2,60 


2,80 


2.90 


unbestrahlt 


6 




7 


»t) 


Schcrsiandzcil 










bestrahlt 




FISche 
25 X 25 mm 






(min) 22 (\ lOOOg 










3 sec 


114 






unbestrahlt 


19 


15 


16 


17 


4 sec 


154 






bestrahlt 










5 sec 


177 






r. 


2 sec 


36 


25 


32 


53 


7 sec 






19 




4 sec 


108 


94 


126 


190 


20 sec 






555 




7 sec 


1190 


>1200 


>i200 


>I200 



Scherstandzeit 
(min) 70 C\ 500g 
unbestrahlt 
bestrahlt 
7 sec 
20 sec 

Gelgehalt 
(Gew.-%) 
unbestrahlt 
bestrahlt 
7 sec 
20 sec 



5 

153 



9,2 
39,2 



Scherstandzeit 
w (min) 70 l\ 500g 
unbestrahlt 
bestrahlt 
2 sec 
n 4 sec 
7 sec 



Beispiel 12 

40 An dem Copolymeren gemaQ Beispiel 1 wird gezeigt 
daB auch bei grdDerer Auftragsmenge eine kurzzeitige 
Bestrahlung mit der Lampe Hanau Q 1200 (20 cm 
Abstand) zu hohen Scherfestigkeiten fuhrt. 



8 


6 


6 


6 


10 • 


9 


9 


9 


19 


17 


44 


30 


340 


655 


>I200 


>I200 



Diese Copolymerisate sind besonders geeignet als 41 
Klebemassen fur medizinische Pflaster. well sie auf der 
Haut gut kleben, audi bei langerem Kontakt keine 
Reizungen hervomrfen und sich rQckstandsfrei abzie- 
hen lassen. Transparente Fofienpflaster, die in der 
Medizin in steigendem MaBe gewflnscht werden, lassen *«> 
sich nach dem eifindungsgemaBen Verfahren unier 
Bedingungen hersteHen, die den tempera turempfindli- 
chen Trftger weitgehend schonen. 

Beispiel 11 r, 
Das (blgende Coporymere wurde gcrnaB Beispiel 1 
dargestellt und gepruft, jedodi wurden die Ausstriche 
vor der Bestrahlung mit der Lampe Hanau Q 1200 
(20 cm Abstand) unterschiedlidien thermischen Be- 
handhmgen ausgesetzl Die Trocknung bei erhdhten ™ 
Tempera turen kann znr schnelleren Entfernung der 
Losungsmittd erwunscht sem. Es zeigt sich, daB die 
Photovemetzbarkdt in vollem Umfang erhalten bleibu 



Benzoinacryiat 
2-AthyIhexylacrylat 
Meihylacrylat 
AcrvtsSure 



0L33Cew.-% 
73,67 Gew.-% 
20JD0Gew.-% 

6.00 Gcw.-% 



Auftragsmenge trocken 
(g/m 2 ) 

KlebkrafMN/cm) 
unbestrahlt 
bestrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec 
10 sec 
20 sec 

Scherstandzeit (min) 
22 C\ lOOOg 
unbestrahlt 
bestrahlt 
2 sec 
4 sec 
7 sec . 
10 sec 
20 sec 



25 



3,80 

3,40 
3.20 
3,05 
2,90 
2,75 



45 

253 
>1200 
>1200 
>1200 
>1200 



100 



4,05 

4,30 
4.35 
4.50 
4,40 
4,40 



75 
108 
267 
>I200 
>!200 



13 

l-IHISL'1/.UIlj! 



27 43 979 

14 



Troctnung 24 h bci Rl und 
unschlicUcnri: 

Smin 5min 5min 
7(1 t 1(H) (* 130 C 



Scherstand/cil (min) 
70 f, 5fK)g 



unbcstrahll 


8 


8 


bcslruhll 






2 sec 


26 


II 


4 sec 


267 


14 


7 sec 


>I200 


24 


Id sec 


>!200 


237 


20 sec 


>I2()0 


607 



